












































































专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US7327431 公开(公告)日 2008-02-05

申请号 US10/879573 申请日 2004-06-29

[标]申请(专利权)人(译) CHAE GEE小号
金宇^ h

申请(专利权)人(译) CHAE GEE S.
金宇H.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 CHAE GEE SUNG
KIM WOO HYUN

发明人 CHAE, GEE SUNG
KIM, WOO HYUN

IPC分类号 G02F1/1339 G02F1/1333 G02F1/1343 G02F1/136 G02F1/1362 H01L21/00 H01L29/786

CPC分类号 G02F1/133345 G02F1/1362 G02F1/134363 G02F1/13394

审查员(译) 内尔姆斯，DAVID

优先权 1020030098941 2003-12-29 KR

其他公开文献 US20050140889A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明公开了一种液晶显示（LCD）装置及其制造方法，以获得高孔径
比并解决由于重力引起的问题，该问题包括以预定距离彼此面对的第一
和第二基板;栅极和数据线在第一基板上彼此交叉，以限定像素区域;第一
公共线，与栅极线基本平行;栅极和数据线交叉的薄膜晶体管;在包括薄膜
晶体管的第一基板的整个表面上的第一绝缘中间层;绝缘层，在栅极和数
据线上方具有壁;像素区域中的第二公共线和公共电极在一个方向上延
伸，并与栅极线，数据线和薄膜晶体管重叠;像素电极以固定间隔与薄膜
晶体管的漏电极和像素区域的公共电极之间接触。
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